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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制作工艺流程。所述阵列基板包括：衬
底基板，分为显示区和非显示区；薄膜晶体管层，位于所述衬底基板
上；所述显示区的所述薄膜晶体管层包含在所述衬底基板上依次设置的
第一辅助层和源漏极金属层，所述源漏极金属层与所述第一辅助层电连
接。通过采用本发明所述的阵列基板，能够实现降低VDD走线上的压
降，减小有机发光二极管上驱动电压的差异，进而达到消除面板显示亮
度不均的目的。
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